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Resumo

Esse trabalho teve como objetivo analisar o sistema de patentes no Brasil, no espaco temporal de 2000 a 2018. Os
procedimentos metodoldgicos consistiram em levantamento de dados das bases do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) e da Organizagcdo Mundial da Propriedade Intelectual (World Intellectual Property Organization —
WIPQ), os quais serviram de apoio para a extracdo das informagfes para esta pesquisa. O trabalho apresentou uma
andlise da evolucgdo da propriedade intelectual no Brasil, além de analise comparativa com outros paises. Para a
pesquisa foram utilizados os modelos de avaliacdo descritiva, quantitativa e transversal. A partir dos resultados
obtidos verificou-se que o percentual dos depositos de patentes é significativamente maior em relagéo as concessoes;
as concessdes para 0s ndo-residentes sdo maiores do que para os residentes; dos residentes, as Universidades e as
Instituicdes Publicas sdo os principais impulsionadores de patentes. O Brasil estd entre os maiores escritérios de
patentes do mundo. Ainda foi possivel observar que a China possui 0 maior desenvolvimento e crescimento de
patentes entre os anos de 2004 a 2018. Como conclusdo cabe destacar que o Brasil, ao longo do periodo analisado,
conquistou avancos em relacdo a Propriedade Intelectual, por meio do fortalecimento das politicas internas, a
participagdo de tratados internacionais, investimentos de multinacionais, e Universidades e Instituicdes Publicas
produtivas, os mecanismos efetivos para essa conquista.

Palavras-chave: Patentes; Brasil; Propriedade Industrial; INPI; WIPO.


http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i4.13791

Research, Society and Development, v. 10, n. 4, €50210413791, 2021
(CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i4.13791

Abstract

This paper aimed to analyze the patent system in Brazil, between 2000 and 2018. The methodological procedures
consisted of collecting data from the bases of the National Institute of Industrial Property (INPI) and the World
Intellectual Property Organization (World Intellectual Property Organization - WIPQ), which served as support for the
extraction of information for this study. The work presented an analysis of the evolution of intellectual property in
Brazil, in addition to a comparative analysis with other countries. For the study, the models of descriptive, quantitative
and transversal evaluation were used. From the results obtained, it was found that the percentage of patent filings is
significantly higher in relation to concessions; concessions for non-residents are higher than for residents; of residents,
Universities and Public Institutions are the main drivers of patents. Brazil is among the largest patent offices in the
world. It was also possible to observe that China has the greatest development and growth of patents between the
years 2004 to 2018. As a conclusion, it should be noted that Brazil, over the period analyzed, has made progress in
relation to Intellectual Property, through the strengthening of internal policies, participation in international treaties,
investments by multinationals, and productive public universities and institutions, the effective mechanisms for this
achievement.

Keywords: Patents; Brazil; Industrial Property; INPI; WIPO.

Resumen

Este trabajo tuvo como objetivo analizar el sistema de patentes en Brasil, entre 2000 y 2018. Los procedimientos
metodoldgicos consistieron en la recoleccion de datos de las bases del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
(INPI) y la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (World Intellectual Property Organization — WIPO),
que sirvi6 de apoyo para la extraccion de informacion para esta investigacion. El trabajo presentd un andlisis de la
evolucion de la propiedad intelectual en Brasil, ademas de un andlisis comparativo con otros paises. Para la
investigacion se utilizaron los modelos de evaluacién descriptiva, cuantitativa y transversal. De los resultados
obtenidos, se encontré que el porcentaje de solicitudes de patentes es significativamente mayor en relacién a las
concesiones; las concesiones para no residentes son mas altas que para residentes; de residentes, universidades e
instituciones publicas son los principales impulsores de las patentes. Brasil se encuentra entre las oficinas de patentes
mas grandes del mundo. También se pudo observar que China tiene el mayor desarrollo y crecimiento de patentes
entre los afios 2004 a 2018. Como conclusién, cabe sefialar que Brasil, durante el periodo analizado, ha avanzado en
materia de Propiedad Intelectual, a través del fortalecimiento de politicas internas, participacién en tratados
internacionales, inversiones de multinacionales y universidades e instituciones publicas productivas, los mecanismos
efectivos para este logro.

Palabras clave: Patentes; Brasil; Propiedad Industrial; INPI; OMPI.

1. Introducéo

A patente € uma das formas mais antigas de protecdo de propriedade intelectual e visa incentivar o desenvolvimento
tecnolégico, econdmico e social. O documento de uma patente descreve e legaliza uma invencéo, a qual pode ser explorada
somente com a autorizacao do titular da patente, garantindo assim, os direitos exclusivos para usa-la, por um tempo limitado,
em determinado pais. Ela é concedida, mediante solicitagdo, por um 6rgdo governamental e qualquer pessoa fisica ou juridica
pode depositar um pedido de patente, desde que tenha legitimidade para obté-la, sendo chamado de depositante ou requerente
(OMPI; INPI, 2016). Estudos mostram que patentes sdo consideradas importantes ferramentas para resguardar os direitos dos
inventores, como na area de quimica (Ferreira, 2018) e sdo fontes de informac@es importantes em areas como a salde (Silva et
al, 2018) e plantas (Sousa et al., 2018).

A Lei da Propriedade Industrial aponta dois tipos de patentes: patente de invencdo (PI) e patente modelo de utilidade
(MU). As patentes de invencdo devem atender aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial, j& os
modelos de utilidade sdo patenteaveis o objeto de uso pratico, ou parte deste, suscetivel de aplicacdo industrial, que apresente
nova forma ou disposicdo, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricagao.
Além dos tipos, essa legislacdo descreve objetos que ndo podem ser patenteados, sendo (BRASIL, 1996):

a) descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos;

b) concepg¢des puramente abstratas;

c) esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contabeis, financeiros, educativos, publicitarios, de sorteio e

de fiscalizacéo;
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d) as obras literarias, arquitetdnicas, artisticas e cientificas ou qualquer criacéo estética;

e) programas de computador em si;

f) apresentacdo de informacGes;

g) regras de jogo;

h) técnicas e métodos operatorios ou cirirgicos, bem como métodos terapéuticos ou de diagnostico, para aplicagéo no

corpo humano ou animal;

i) 0 todo ou parte de seres vivos naturais e materiais bioldgicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados,

inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e 0s processos bioldgicos naturais.

Em 1970, foi instituido no Brasil o Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI, que tem por finalidade
principal executar, no ambito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial (BRASIL, 1970). Assim, 0 processo de
depdsito e concessdo do pedido de patentes procederdo pelas seguintes etapas principais (INPI, 2020):

a) apos o depdsito do pedido no INPI, ele é submetido ao exame formal preliminar e, se considerado propriamente
documentado, a data de recepcao (protocolo ou entrada no INPI) é considerada a data do depdésito;

b) o pedido de patente permanece em sigilo por dezoito meses contados a partir da data de depdésito ou da data de sua
prioridade mais antiga, caso exista alguma. Apds os dezoito meses de sigilo, o pedido é publicado na Revista da Propriedade
Industrial (RPI) que é publicada semanalmente no site do INPI. Essa publicacdo pode ser antecipada a requerimento do
depositante, entretanto, isso ndo acelera o exame técnico. Apds a publicacdo e até o final do exame, terceiros interessados
podem submeter documentacéo para subsidiar o exame;

c) o exame do pedido de patente deve ser requerido pelo depositante ou por terceiros interessados, até o prazo de 36
meses contados da data do deposito. Caso o exame do pedido ndo seja requisitado, o pedido € arquivado. O exame técnico
contém um relatdrio de busca e parecer relativo a patenteabilidade, adaptacéo a natureza reivindicada (Pl ou MU), necessidade
de reformulacéo ou divisdo do pedido e exigéncias técnicas;

d) a decisdo do exame pode ser: indeferimento ou deferimento. No caso do deferimento, o depositante tem 60 dias
para pagar para a expedicdo da carta patente.

Uma vez concedida, a patente de invencg&o vigora pelo prazo de 20 anos e o modelo de utilidade por 15 anos, contados
a partir da data de depdsito. No entanto, o prazo de vigéncia ndo pode ser inferior a 10 anos para patente de invencgdo e a sete
anos para modelo de utilidade, a contar da data de concessédo (INPI, 2020).

Outra organizacdo muito importante na area de propriedade intelectual, no entanto em ambito internacional, é a
Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual (World Intellectual Property Organization — WIPO). A WIPO lidera o
desenvolvimento de um sistema internacional de propriedade intelectual equilibrado e eficaz que possibilite inovagdo e
criatividade para o beneficio de todos (WIPO, 2017).

Em aplicacdo internacional, o Brasil é signatario do Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes (Patent
Cooperation Treaty - PCT) desde abril de 1978. O PCT prevé um procedimento simplificado que permite ao inventor ou
depositante requerer e obter patentes em diversos paises. Também promove e facilita o intercambio de informagdes técnicas,
contidas nos documentos de patente, entre pessoas juridicas e fisicas que exercem atividades em determinada area. A vantagem
para um solicitante utilizar o PCT é que, ao preencher uma Unica solicitacdo em um escritério de patente, num Unico idioma,
ele obter4 uma data internacional de depdsito, e essa data de depdsito terd efeito em cada um dos paises designados. Além
disso, o PCT prové um periodo no qual o solicitante pode decidir se prosseguird em cada um dos paises designados (INPI,
2020; OMPI; INPI, 2016; WIPO, 2001).

Portanto, diante da importancia da Propriedade Intelectual para o desenvolvimento do pais, especialmente em

questdes de patentes, esse trabalho teve o intuito de realizar buscas de indicadores nas bases do INPI, no periodo de 2000 a

3


http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i4.13791

Research, Society and Development, v. 10, n. 4, €50210413791, 2021
(CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i4.13791

2018, e da WIPO, no periodo de 2004 a 2018, a fim de realizar um estudo cientifico e tecnolégico das patentes depositadas e
concedidas no Brasil. O periodo estudado na base WIPQ é diferente em funcéo de os dados estarem disponiveis apenas a partir
de 2004.

2. Metodologia

Trata-se de uma pesquisa de delineamento quantitativo do tipo transversal que se utilizou de fontes primérias para
obtencdo dos dados (Gil, 2017). A metodologia utilizada foi a de mineracdo de dados, que sdo aplicadas em sistemas de
descobertas de conhecimento em bancos de dados. O objetivo dessas técnicas € extrair informacdes estratégicas escondidas em
grandes bancos de dados pesquisa e da determinacdo de padrbes classificacdes e associacBes entre elas (Goebel; Gruenwald,
1999 apud Dias, 2002). As técnicas desenvolvidas foram: a) técnica de associacdo, que estabelece uma correlagdo estatistica
entre atributos de dados e conjuntos de dados; e b) técnica arvore decisdo, que trata da hierarquizacdo dos dados baseada na
separacdo de classes e subconjuntos (Dias, 2020).

De maneira geral, nota-se que a grande quantidade de informagdes nos bancos de dados informatizados pode esconder
conhecimentos valiosos e Uteis para a tomada de decisdo. O aumento no volume dos dados, associado a crescente demanda por
conhecimento novo voltado para decisdes estratégicas, tem provocado o interesse crescente em descobrir novos conhecimentos
em banco de dados, em especial sobre a producéo em Ciéncia e Tecnologia (Romé&o, 2002).

Para a extracdo dos dados do presente estudo (Figura 1), foram consultados relatérios disponibilizados nos sites das
bases INPI (https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas) e WIPO (https://ipportal.wipo.int/). A Figura 1
apresenta a sequéncia de passos desenvolvida em cada base para obtengdo dos dados. Cabe destacar que em cada base o
procedimento de busca é distinto. O recorte temporal foi delimitado de 2000 a 2018. A operacionalizacdo das variaveis
considerou a quantidade de depdsitos nas seguintes categorias: tipologia (Patente de Invencdo, Modelo de Utilidade e
Certificado de Adicao); concessdo; origem (residentes, ndo residentes); paises depositantes; natureza juridica (pessoa fisica ou
juridica); via (direta ou PCT); campo tecnoldgico (IPC). Para a andlise dos resultados obtidos foram realizados testes

descritivos (média e frequéncia) e estatisticos.

Figura 1: Fluxograma do passo-a-passo utilizado no levantamento dos dados.
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Fonte: Autores (2021).
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3. Resultados e Discusséo (pode ser separado ou junto) (fonte TNR 12 — alinhado esquerda)
3.1 Analise dos dados do INPI
3.1.1 Por tipo

No Brasil, as patentes sdo classificadas em trés tipos: patente de invencdo (Pl), modelo de utilidade (MU) e
certificado de adicdo (CA). Os conceitos e defini¢des da patente de invencdo e do modelo de utilidade foram abordados
anteriormente. Dessa forma, cabe nortear o conceito de certificado de adi¢do. Segundo o INPI, o CA ¢ aplicado a
aperfeicoamentos ou desenvolvimentos no objeto da invencdo, mesmo que destituido de atividade inventiva, servindo de
instrumento acessorio a patente de invencdo e cobrindo os mesmos prazos desta (INPI, 2020).

Outro aspecto relevante sobre esse tipo de patente é a territorialidade, uma vez que sua concessao é valida apenas no
territério da nagdo onde foi depositada. Embora o Brasil seja signatario em tratados internacionais, para que a patente seja
validada, a parte interessada devera submeter um novo processo na entidade internacional correspondente. Essa regra vale
também para as patentes estrangeiras que deverdo ser reconhecidas mediante depdsito no INPI. As Tabelas 1 e 2, abordam os

trés tipos de patentes, tanto no aspecto de deposito quanto no de concessdo, no periodo de 2000 a 2018, no Brasil.

Tabela 1: Depdsito de patente por Tipo, no periodo de 2000 a 2018, no Brasil.

Tipo
Ano Total
Pl MU CA
2000 17444 3332 i8 20854
2001 17907 3558 a0 21555
2002 16685 3546 103 20334
2003 16410 3640 126 20176
2004 16707 3602 122 20431
2005 18486 3243 123 21852
2006 19851 3181 120 23152
2007 21656 3044 140 24840
2008 23120 3392 129 26641
2009 22383 3378 124 25885
2010 24986 3005 108 28099
2011 28658 3134 29 31881
2012 30435 3010 124 33569
2013 30877 3035 134 34046
2014 30341 2734 106 33181
2015 30217 2719 106 33042
2016 28009 2937 74 31020
2017 25658 2918 91 28667
2018 24857 2587 107 27551

Fonte: INPI (2020).
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Tabela 2: Concesséo de patente por Tipo, no periodo de 2000 a 2018, no Brasil.

Ano Tipo Total
PI | mu | ca
2000 6268 426 1 6695
2001 3298 326 3 3627
2002 4430 359 3 4792
2003 4277 476 13 4766
2004 2265 269 8 2542
2005 2473 369 16 2858
2006 2510 276 15 2801
2007 1650 200 13 1863
2008 2522 290 18 2830
2009 2790 357 16 3163
2010 3251 362 10 3623
2011 3451 349 13 3813
2012 2835 292 11 3138
2013 2974 347 6 3327
2014 2751 366 6 3123
2015 3411 479 5 3895
2016 4195 564 12 4771
2017 5450 788 12 6250
2018 9968 1098 24 11090

Fonte: INPI (2020).

Conforme andlise das Tabelas 1 e 2, pode-se inferir que do total dos trés tipos de depoésitos de patentes (27.551
pedidos de patentes); aproximadamente 90,21% refere-se a Pl; 9,38% refere-se ao MU e apenas 0,38% refere-se ao CA. Essa
regra se repete também na concessdo, pois a porcentagem € bastante semelhante, ou seja, do total das concessbes (11.090
concessdes); aproximadamente 89,88% refere-se a Pl; 9,90% ao MU e 0,21% ao CA. Dessa forma, percebe-se a
predominancia de depdsito e concessdo pela patente de invencao.

Outro aspecto bastante notorio é em relacdo a quantidade de patentes que sdo depositadas versus a quantidade de
patentes, que de fato, sdo concedidas. Dos 27.551 pedidos de patentes depositados, apenas 11.090 foram concedidos, 0 que
corresponde cerca de 40,25%, ou seja, menos da metade dos pedidos foram concedidos.

Também pode-se notar aspectos bastante interessantes: no ano de 2007, na Tabela 2, houve uma queda significativa
nos trés tipos de patentes, e nessa mesma tabela, no ano de 2018 em relagdo ao de 2017, houve quase o dobro de concessdo de

patentes.

3.1.2 Por tipo e por origem

Segundo definicdo do Ministério da Ciéncia e Tecnologia da Inovagdo (MCTI, 2019), a origem do depositante pode
ser residente e ndo-residente. E considerada residente a pessoa que mora no Brasil, com obrigagdes tributérias e cadastrais, é
aquela que reside no pais em carater definitivo; ao passo que a pessoa nao-residente é aquela que ndo reside em caréater
permanente no Brasil. A abordagem que o INPI fez em relagdo ao conceito de origem, foi: residente, quando o responsavel
pelo depdsito obrigatoriamente reside no Brasil, cabendo ressaltar que se incluem nesse conceito as empresas estrangeiras com
filial legalmente constituida no pais, e ndo residente, caracterizados por pessoa fisica ou juridica sem domicilio no pais e que

realizam registros por meio de PCT ou diretamente no escritorio brasileiro.
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Khan & Dernis (2006) compreendem que o pais de residéncia do inventor, ou seja, a origem da patente, reflete as
atividades inovativas. Segundo a FAPESP (2011), as patentes de ndo residentes indicam o interesse que um determinado pais,
como o Brasil, representa para empresas de outros paises.

As Tabelas 3 e 4 mostram a relacdo de depoésito e concessdo de patentes dos residentes e ndo residentes no pais
atrelado aos trés tipos de patentes, no periodo de 2000 a 2018, no Brasil.

Segundo analise da Tabela 3, tém-se os indicadores: depdsito de patentes por origem, ou seja, a classificacdo dos
residentes e ndo-residentes no pais combinado com o tipo patente. Considerando-se primeiramente a origem como residente,
tem-se que as Pl representam cerca de 65,80%. Em termos quantitativos esse ndmero é de 4.980 do total de 7.569 depositos;
para o tipo MU o deposito cai para 2.493 depositos, representando cerca de 32,93% e para o tipo CA tem-se cerca de 1,3%.

Por outro lado, os depésitos de ndo-residentes apontam um aumento em relagdo ao tipo PI, pois o total de depésitos
pelos ndo-residentes é 19.982 e a macica porcentagem destinada a Pl representa cerca de 99,47% (19.877 depdsitos); para o
tipo MU, tem-se apenas o quantitativo de 94 depdsitos, 0 que representa cerca 0,47% e o restante representa o tipo CA
(0,05%).
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Tabela 3: Dep6sitos de Patentes por Tipo e por Origem (Residente ou Nao-residente), no periodo de 2000 a 2018, no Brasil.

Tipo
Ano PI MU CA Total Total
Resident N3o- Resident Nio- Resident Nio- Resident N3o-
e residente | N,A.M e residente |N.A.[Y e residente | N.A.1 e residente | N.A.[Y
2000 3178 14080 186 3200 94 38 71 7 0 6449 14181 224 20854
2001 3439 14389 79 34438 97 13 82 8 0 6969 14494 92 21555
2002 3476 13192 17 3478 59 9 98 ] 0 7052 13256 26 20334
2003 3861 12543 B 3584 55 1 119 7 0 7564 12605 7 20176
2004 4041 12661 2 3545 57 0 115 7 0 7701 12725 o 20431
2005 4047 14408 31 3182 56 ] 117 [ 0 7346 14470 36 21852
2006 3957 15875 19 3125 55 1 112 7 1 7194 15937 21 23152
2007 4193 17445 18 3007 37 0 126 14 0 7326 17496 18 24840
2008 4268 18830 22 3327 62 3 116 13 0 7711 18905 25 26641
2009 4262 18094 27 3332 41 ] 115 a 0 7709 18144 32 25885
2010 4225 20733 28 2916 87 2 103 ] 0 7244 20825 30 28099
2011 4705 23925 28 3009 124 1 83 [ 0 7797 24055 29 31881
2012 4798 25601 36 2894 116 0 116 7 1 7808 25724 37 33569
2013 4955 25921 1 2892 143 a 124 10 0 7971 26074 1 34046
2014 4657 25684 0 2639 95 0 98 8 0 7394 25787 0 33181
2015 4640 25577 0 2607 112 0 97 9 0 7344 25698 0 33042
2016 5199 22810 0 2815 122 0 68 [ 0 8082 22938 0 31020
2017 5480 20178 a 2843 75 a 81 10 0 2404 20263 0 28667
2018 4980 19877 0 2493 94 0 96 11 0 7569 19982 0 27551

Legenda: (1) Para determinar a origem do depdsito foram consideradas as caracteristicas do 1° depositante. N.A: Nao avaliados por ndo identificacdo do 1° depositante ou da origem do 1° depositante.
Fonte: INPI (2020).
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Tabela 4: Concessdo de Patentes por Tipo e por Origem (Residente ou Nao-residente), no periodo de 2000 a 2018, no Brasil.

Tipo
Ano PI MU CA Total Total
Resident Nio- Resident Nio- Resident Nio- Resident Nio-
e residente  |N.AY e residente  |N.AY e residente | N.AY e residente | N.AY
2000 649 5567 52 402 23 1 1 0 0 1052 5590 53 B6b95
2001 380 2884 34 312 12 2 3 0 0 695 2896 36 3627
2002 337 4004 29 338 20 1 2 1 0 677 4025 a0 4792
2003 405 3784 28 444 27 ] 11 2 0 860 3813 93 4766
2004 279 1952 34 252 12 2 8 0 0 539 1964 39 2542
2005 248 2204 21 343 21 2 13 3 0 604 2228 26 2858
2006 231 2243 3b 256 14 [ 10 ] 0 497 2262 42 2801
2007 198 1444 8 185 12 3 10 3 0 393 1459 11 1863
2008 234 2283 ] 277 11 2 17 1 0 528 2295 7 2830
2009 340 2440 10 337 20 0 14 2 0 691 2462 10 3163
2010 313 2931 I 343 18 1 10 0 0 666 2949 8 3623
2011 380 3064 I 332 17 0 13 0 0 125 3081 I 3813
2012 363 2467 2 281 10 1 10 1 0 654 2478 =) 3138
2013 384 2584 6 338 9 0 6 0 0 728 2593 6 3327
2014 374 2371 6 349 15 2 6 0 0 729 2386 8 3123
2015 462 2945 4 466 13 0 5 0 0 933 2958 4 3895
2016 528 3655 12 550 14 0 10 2 0 1088 3671 12 4771
2017 714 4724 12 764 22 2 12 0 0 1490 4746 14 6250
2018 1066 8878 24 1052 41 ) 20 4 0 2138 8923 29 11090

Legenda: (1) Para determinar a origem do depdsito foram consideradas as caracteristicas do 1° depositante. N.A: N&o avaliados por ndo identificacdo do 1° depositante ou da origem do 1° depositante.
Fonte: INPI (2020).
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Comparando o total de depdsitos, entre os anos de 2000 até 2018 (27.551), pode-se notar que 72,52% é derivado dos
ndo-residentes. No que se refere as caracteristicas dos responsaveis pelos depositos de patentes, segundo Ribeiro, Paiva &
Loureiro (2010), as patentes dos ndo-residentes sdo, predominantemente, depositadas por empresas, particularmente, grandes
multinacionais. Por outro lado, os depositantes das patentes de residentes sdo, em geral, as Universidades ou as Instituicdes
Puablicas de Ensino e Pesquisa. Dessa forma, pode-se vislumbrar a importancia das grandes multinacionais em relacdo aos
investimentos que sdo produzidos no pais que se instalam.

Segundo Campos & Denig (2010, p. 112), analisando a correlagdo entre o ndmero de dep6sitos feitos por residentes e

n&o residentes, observa-se a seguinte observagdo dos autores:

[...] a maior parte dos depdsitos de patentes feitos no Brasil vem de outros paises. A justificativa é que isso acontece
para fins de exportagdo, ou seja, outros paises estdo conquistando o mercado brasileiro. E, consequentemente, 0
namero de depositos de patentes feitos por brasileiros é bastante inferior aos nao residentes.

Comparando, os depositos (Tabela 3) com as concessfes (Tabela 4), pode-se notar uma queda percentual em relagéo
ao tipo PI, pois em relagdo aos depositos que representavam cerca de 99,47%, houve uma queda dréstica para 49,85%. Em
relacdo ao tipo MU, houve um aumento para 49,20%. J4 em relacdo & concessao do tipo CA tem-se apenas 20 depdsitos, o que
representa cerca 0,93%.

Para as concessBes de ndo-residentes combinado com o tipo de patente, tem-se o0s resultados quantitativos de 8.878
patentes concedidas entre 2000 a 2018, sendo que a macica porcentagem 99,49%, foi destinada a PI, para o tipo MU tem-se

apenas cerca 0,45% e o restante, 0,04%, representa o tipo CA.
3.1.3 Por pais

As Tabelas 5 e 6 representam o0s dez paises que tiveram mais depdsitos e concessdes de patentes do tipo PI, no
periodo de 2000 a 2018, respectivamente. Segundo as Tabelas 5 e 6, 0 pais que teve mais depdsito e concessdo de patentes do

tipo Pl no periodo estudado foram os Estados Unidos, representando aproximadamente 36,2% entre os dez paises que mais

possuem depositos e concessoes.

10


http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i4.13791

Research, Society and Development, v. 10, n. 4, 50210413791, 2021
(CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i4.13791

Tabela 5: Dez paises que tiveram mais depdsitos do Tipo Patente de Invencdo - PI, no periodo de 2000 a 2018, no Brasil.

Pais Sigla do Pais Ano -
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | .. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |7otal por pais

Estados Unidos us 6190 6062 5431 4946 10267 9100 7949 7578 139285
Brasil BR 3178 3439 3476 3861 4640 5199 5480 4980 82361
Alemanha DE 2048 2237 1944 1837 2500 2219 1910 1870 43000
Japdo Ip 713 871 755 714 2143 1829 1717 1688 28591
Franca FR 1049 955 931 921 1709 1452 1355 1214 25660
Suica CH 535 547 593 731 1368 1347 1066 1104 20279
Holanda NL A72 536 600 495 1259 965 854 833 15724
Reino Unido GB 495 485 432 464 730 697 657 741 11518
China cN 25 14 36 29 737 799 676 648 6113
Italia IT 350 369 389 461 635 640 601 604 10452

Total por ano 15050 15515 14587 14450 26048 24247 22265 21360 382983

Fonte: Adaptado de INPI (2020).

Tabela 6: Dez paises que tiveram mais concessdes do Tipo Patente de Invencdo - P, no periodo de 2000 a 2018, no Brasil.

Pais Sigla do Pais Ano -

2000 | 2001 2002 | 2003 | .. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |tvotal por pais
Estados Unidos us 2258 1156 1665 1569 1044 1290 1527 2872 22553
Alemanha DE 871 464 580 613 379 460 611 1112 9333
Brasil BR 649 380 337 405 462 528 714 1066 7885
Franca FR 346 200 291 296 243 323 436 800 5060
Japao Ie 289 122 156 206 200 315 a4 931 4525
Suica CH 254 113 121 131 172 199 283 511 3259
Holanda NL 286 117 189 116 187 214 269 404 3023
Italia IT 205 54 140 152 107 123 198 380 2474
Reino Unido GB 252 140 159 160 82 58 131 235 2121
Suécia SE 216 112 266 119 92 107 106 273 2046
Total por ano 5626 2898 3004 3767 2968 3657 4717 8584 62279

Fonte: Adaptado de INPI (2020).
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Para depdsitos, o Brasil ficou classificado em segundo lugar e a Alemanha em terceiro. Ja para
concessdo, a Alemanha ficou classificada em segundo e o Brasil em terceiro. Comparando o0s paises que constam
nas duas Tabelas 5 e 6, apenas a China nao ficou classificada entre os dez paises que tiveram mais concessdes e
Suécia ndo consta entre os dez paises que mais fizeram depdsitos. Portanto, com excecdo desses dois paises e
considerando-se os demais, no total foram 376.870 depdsitos e 60.233 concessdes, 0 que representa que dos
depositos 16% de patentes do tipo Pl foram concedidas.

As Tabelas 7 e 8, representam os dez paises que tiveram mais depdsitos e concessdes de patentes do
tipo de Modelo de Utilidade - MU, no periodo de 2000 a 2018, respectivamente. Para as patentes do tipo MU, de
acordo com as Tabelas 7 e 8, o Brasil, em mais de 95%, foi o pais que mais depositou pedido e teve patentes
concedidas, no periodo. Para depdsitos, Taiwan ficou classificado em segundo e Estados Unidos em terceiro. J&
para concessdo Estados Unidos ficou classificado em segundo e a Itdlia em terceiro lugar.

Confrontando os dados das Tabelas 7 e 8, apenas o Uruguai ndo se encontra classificado entre os dez
paises que tiveram mais concessfes e 0 Japao ndo estd presente entre os dez paises que mais fizeram depdsitos.
Assim, com exce¢do desses dois paises e considerando os demais, no total foram 59.473 depoésitos e 7.850
concessoes, 0 que representa que dos depositos 13,2% de patentes do tipo MU foram concedidas.

As Tabelas 9 e 10, representam os dez paises com mais dep6sitos e 0s nove paises que tiveram
concessOes de patentes do tipo de Certificado de Adicdo - CA, no periodo de 2000 a 2018, respectivamente.
Conforme as Tabelas 9 e 10, o Brasil, aproximadamente em 90%, foi o pais que mais depositou e teve concessao
de CA, seguido, em quantidades bem menores, dos Estados Unidos. Por esse motivo, considerando os dados do
Brasil, o pais possui 1.937 depdsitos e 181 concessfes, 0 que representa que dos depdsitos 9,34% de CA foram
concedidas.

Além disso, apenas nove paises tiveram CA concedidas, totalizando em 205 concessdes. Percebe-se que
apesar dos paises Holanda, Suécia e Africa do Sul estarem entre os noves paises, eles ndo compdem os paises
que mais depositaram.

A partir dos dados presentes nas tabelas referentes aos paises que mais tiveram depositos e concessoes
dos tipos PI, MU e CA, infere-se que ha uma porcentagem relativamente pequena de concessfes de patentes,

visto que em média dos depésitos, 13% séo concedidos.
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Tabela 7: Dez paises que tiveram mais depdsitos do Tipo Modelo de Utilidade - MU, no periodo de 2000 a 2018, no Brasil.

Pais Sigla do Pais Ano -
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |rotal por pais

Brasil BR 3200 3448 3478 3584 2607 2815 2843 2493 58336

Taiwan, Provincia da China W 13 15 5 18 6 12 2 4 234

Estados Unidos us 12 g 5 g 28 24 13 1 223

China CN 1 3 10 5 15 18 14 21 174

Espanha ES 10 19 B 3 16 10 3 8 173

Argentina AR 19 19 9 1 2 5 2 b 117

Itilia IT g 5 5 1 4 1 7 3 107

Alemanha DE 3 7 5 5 3] 6 2 66

Franca FR 1 3 1 0 2 13 3 0 43

Uruguai Uy 1 3 5 2 0 1 3 3 37

Total por ano 3280 3531 3531 3628 2685 2915 2896 2551 59510
Fonte: Adaptado de INPI (2020).
Tabela 8: Dez paises que tiveram mais concessfes do Tipo Modelo de Utilidade - MU, no periodo de 2000 a 2018, no Brasil.
; Ano
Pais Sigla do Pals| -
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |votal por pais
Brasil BR 402 312 338 444 466 550 764 1052 7621
Estados Unidos us 1 2 7 B 2 3 7 B e7
Italia IT 5 P 3 3 1 0 3 1 30
Alemanha DE 3 1 1 3 0 2 3 2 28
Espanha ES 0 3 1 3 2 0 1 1 26
Argentina AR 3 1 1 3 1 0 0 4 24
lapdo P 3 1 2 1 0 0 1 2 21
Taiwan, Provincia da China T™W 0 0 0 0 0 0 0 3 21
Franca FR 2 1 2 0 2 0 0 2 19
China CN 2 0 0 2 2 3 0 2 14
Total por ano 47 323 355 465 476 558 779 1075 7871

Fonte: Adaptado de INPI (2020).
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Tabela 9: Dez paises que tiveram mais depdsitos do Tipo Certificado de Adigédo - CA, no periodo de 2000 a 2018, no Brasil.

Pais Sigla do Pais ANo -
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |votal por pais

Brasil BR 71 82 S8 119 97 BE 31 S5 1937
Estados Unidos us 3 5 4 4 7 5 7 B 85
Reino Unido GB 0 0 0 0 0 0 1 0 a8
Franga FR 0 0 0 1 0 0 0 0 7
india I 1 1 0 0 (4] (4] 1 (4] 7
Australia Al 1 0 0 0 1 (4] (4] (4] B
Alemanha DE 1 1 0 0 0 0 0 0 B
Canada CA 0 0 0 1 (4] (4] (4] (4] 5
lapdo P (4] (4] (4] 1 (4] (4] (4] (4] 5
Espanha ES 1 0 0 0 0 1 1 0 4

Total por ano 78 89 102 126 105 74 91 104 2070

Fonte: Adaptado de INPI (2020).

Tabela 10: Nove paises que tiveram concessdes do Tipo Certificado de Adigdo - CA, no periodo de 2000 a 2018, no Brasil.

Pais Sigla do Pais Ano -
2000 2001 2002 2003 2015 2016 2017 2018 |Total por pais
Brasil BR 1 3 2 11 5 10 12 20 181
Estados Unidos us 0 0 0 1 0 1 0 3 12
Reino Unido GB 0 0 1 0 0 1 0 0 3
Japdo IP 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Canada CA 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Alemanha DE 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Holanda ML 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Suécia SE 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Africa do Sul A 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total por ano 1 3 3 13 5 12 12 24 205

Fonte: Adaptado de INPI (2020).
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3.1.4 Por tipo e natureza juridica

Em relacdo aos depdsitos de patentes por depositante, classificados em pessoa fisica e pessoa juridica,
houve um aumento na participacdo dos pedidos de patentes de invencdo por pessoas juridicas, que desde 2012,
vém ultrapassando os de pessoas fisicas e apresentando maior relevancia. Na Tabela 11 pode-se observar essa
mudanga de perfil, considerando a evolugao dos depositantes residentes no periodo de 2000 a 2018. Analisando-
se a Tabela 11, para as patentes do tipo MU, verifica-se que a quantidade de depdsitos efetuados por pessoa
fisica ainda predomina sobre a quantidade daqueles requeridos por pessoas juridicas, mesmo nos anos mais
recentes. Da mesma forma, seguem as patentes do tipo CA. No entanto, destaca-se que nos Gltimos anos
avaliados (2017 e 2018) parece haver uma mudanca de tendéncia, uma vez os dados estdo se igualando. Verifica-
se que em 2017, o INPI recebeu 41 CA por depositante residente pessoa fisica e 40 de pessoas juridicas. Em
2018, esses numeros se igualam, sendo 48 CA de pessoas fisicas e 48 juridicas.

Considerando o total dos depoésitos de cada tipo, pode-se inferir que os pedidos de patentes de
depositantes residentes por pessoa fisica mantém-se a frente, representando uma maior concentracdo naqueles
recebidos pelo INPI dentro do periodo analisado, em que pese & exce¢do apresentada no Gltimo ano (2018), no
qual o nimero de depésitos por pessoa juridica (3.792) ultrapassou o de pessoas fisicas (3.777). Isso mostra a

necessidade da continuagdo desse para 0s proximos anos.

3.1.5 Por tipo e via de entrada

Considerando os dep6sitos de patentes por tipo e via de entrada, destaca-se que 0 MU é uma forma de
protecdo assim como a Pl e da mesma maneira pode ser depositada no INPI via Sistema Internacional do PCT
(INPI, 2020). Na Tabela 12 s8o apresentados os quantitativos dos depdésitos por tipos de Pl e MU, no periodo de
andlise de 2000 a 2018.
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Tabela 11: Depésitos de Patentes por Tipo e Natureza Juridica do Depositante Residente.

Tipo
Ano Pl MU CA Total Total
PF P PF Pl PF P PF PJ N.A
2000 2261 916 2543 657 58 13 4862 1586 1 6449
2001 2465 974 2697 751 55 27 5217 1752 0 6963
2002 2336 1139 2653 824 76 22 5065 1985 2 7052
2003 2540 1321 2673 911 93 26 5306 2258 0 7564
2004 2603 1438 2735 810 84 31 5422 2279 0 7701
2005 2535 1512 2442 740 86 31 5063 2283 0 7346
2006 2462 1495 2458 667 66 46 4986 2208 0 7194
2007 2600 1593 2330 676 89 37 5019 2306 1 7326
2008 2588 1679 2546 781 87 29 5221 2489 1 7711
2009 2505 1757 2466 266 67 48 5038 2671 0 7709
2010 2314 1910 2111 803 59 44 4484 2757 3 7244
2011 2414 2291 2241 768 51 32 4706 3091 0 7797
2012 2381 2417 2136 758 64 52 4581 3227 0 7808
2013 2450 2505 2091 801 73 51 4614 3357 0 7971
2014 2102 2555 1857 782 62 36 4021 3373 0 7394
2015 2148 2492 1830 777 56 41 4034 3310 0 7344
2016 2586 2613 1948 867 43 25 4577 3505 0 8082
2017 2575 2905 1920 923 41 40 4536 3868 0 8404
2018 2081 2899 1648 845 48 48 3777 3792 0 7569

Nota: N.A.: Ndo avaliados por ndo identificagdo da natureza juridica do 1° depositante residente.

Fonte: INPI (2020).
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Tabela 12: Dep6sitos de Patentes por Tipo e Via de entrada.

Ano Patente de Invengdo Modelo de Utilidade
Via Direta Via PCT Total Via Direta Via PCT Total
2000 68438 10596 17444 3321 11 3332
2001 6720 11187 17907 3552 6 3558
2002 5933 10752 16685 3537 9 3546
2003 6031 10379 16410 3632 8 3640
2004 6397 10310 16707 3593 9 3602
2005 6469 12017 18486 3236 7 3243
2006 6187 13664 19851 3177 4 3181
2007 6388 15268 21656 3042 2 3044
2008 6290 16830 23120 3385 7 3392
2009 6224 16159 22383 3366 12 3378
2010 6283 18703 24986 2990 15 3005
2011 7317 2134 28658 3104 30 3134
2012 7760 22675 30435 2980 30 3010
2013 7931 22946 30877 2969 66 3035
2014 7356 22985 30341 2686 48 2734
2015 7311 22906 30217 2652 &7 2719
2016 7809 20200 28009 2864 73 2937
2017 7390 18268 25658 2869 49 2918
2018 6842 18015r 24857 2539 48 2587

Fonte: INPI (2020).

No tocante ao comportamento dos depdsitos, o instituto demonstra a sua evolugdo nos anos de referéncia:

Analisando todo o periodo 2008-2018, cabe assinalar que os pedidos via PCT, ap6s a queda ocorrida em 2009,
experimentaram taxas seguidas de crescimento, até 2014, quando foi alcangado o maximo de 22.985 pedidos
depositados. No entanto, a partir de 2015, ocorrerem quedas continuas, inclusive no ano de 2018, que seguiu 0 mesmo
comportamento de declinio. Os depdsitos feitos diretamente no INPI, que em 2013 chegaram ao nimero méaximo de
7.931, vém sofrendo oscilagdes e, em 2018, recuaram a niveis pouco acima do triénio 2008-2010, 0s menores
resultados da série (INPI, 2020, p. 11).

O numero de pedidos de modelos de utilidade alcangou 2.587 em 2018, o que representou um decréscimo de 11,3%
em relagdo ao ano anterior. Os depdsitos de modelos de utilidade vém perdendo relevancia desde o ano de 2008,
quando alcancaram 3.392 depositos. Com esta retracdo, observa-se que os depdsitos de pedidos de modelos de
utilidade em 2018 foram inferiores aos observados em 2014 e 2015, considerados os menores do periodo 2008-2017
(INPI, 2020, p. 17).

Comparando os dois tipos no periodo em analise, vislumbra-se que os numeros totais de depositos apresentam

comportamento inverso quando considerados por via de entrada. Ao analisar-se a Tabela 12, percebe-se que nos depdsitos via

PCT as PI destacam-se em maior nimero, enquanto os depésitos por MU apresentam nimeros maiores pela entrada direta no

3.1.6 Pelo campo tecnolégico

Nas Tabelas 13 e 14 estdo representados, respectivamente, os Depdsitos e as Concessdes de Patentes de Invencao

correspondentes a 12 Classe da Classificacdo Internacional de Patente (International Patent Classification -IPC). A IPC ocorre

17


http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i4.13791

Research, Society and Development, v. 10, n. 4, €50210413791, 2021
(CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i4.13791

de maneira hierarquica com a adi¢do dos detalhes de invengdo em diferentes niveis. Através de tal sistema é possivel a
avaliacdo da novidade e atividade inventiva dos pedidos de patentes, além da compreensdo, a cada area tecnoldgica dos
depdsitos. Com a metodologia da WIPO, foi realizado o mapeamento do depdsito de patentes de acordo com os campos
tecnoldgicos (INPI, 2020).

As Tabelas 13 e 14 apresentaram, respectivamente, um aumento de 42,50% nos depositos e de 59,03% nas concessdes
de Pl no periodo de 2000 a 2018. Nos ultimos cinco anos é possivel observar, na Tabela 13 a presenca de um padrdo de
Quimica Organica Fina, Produtos Farmacéuticos, Tecnologia Médica, Quimica de Materiais Basicos e Biotecnologia como as
tecnologias que mais apresentam depdsitos. No ano de 2018, essas mesmas areas representaram um percentual de 29,78% dos
pedidos.

Observa-se na Tabela 14 que no ano de 2018 as tecnologias de Pl com maior nimero de concessdes foram Quimica
Organica Fina, Quimica de Materiais Basicos, Outras Maquinas Especiais, Tecnologia Médica e Engenharia Civil,
representando um percentual de 35,29%. Outro dado importante é a elevacdo de 82,90% de concessdes em relagdo a 2017, que
é apontado como resultado de novos procedimentos pelo INPI visando a otimizago do processo de exame das patentes a sua
disposic¢éo (INPI, 2020).
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Tabela 13: Depositos de Patentes do Tipo Patente de Invencdo pelo Campo Tecnoldgico correspondente a 1a. Classe IPC.

- Ano
Setor frea CGampe—nn0 | 2001 | 2002 | .. | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Aparatos eletrinicos, Engenharia eletronica & Energia elétrica 1 713 701 B34 1370 1138 71 774 77
Tecnologia Audiowisual 2 403 400 3359 = 382 239 143 160
Telecomunicacies 3 957 TiG 582 327 285 319 321 228
Engenharia Elétrica Comunicac3o Digital 4 234 231 210 823 947 1424 1187 1129
e Eletrnica Processos basicos de comunicacdo 5 102 85 51 58 B2 38 55 55
Informatica & 411 452 447 1083 1183 1138 T34 620
Métodos de Tecnologia da InformacSo paa gestio 7 13 15 15 272 293 271 290 243
Semicondutores 2 26 34 35 105 120 108 28 21
Otica 9 226 225 136 365 312 256 219 183
Medidas 10 392 430 342 1087 1044 863 742 653
Instrumentas: Anslise de materiais Bioldgicos 11 61 92 52 203 199 151 147 131
Controle 12 285 275 267 331 410 336 333 259
Tecnologia Médica 13 794 825 224 1545 1990 16833 1582 1625
Quimica Organica Fina 14 1358 1441 1488 2015 2075 1334 1738 1620
Biotecnologiz 15 e72 646 587 1486 1433 1261 1366 1280
Produtos Farmacéuticos 16 296 994 932 1573 1711 1505 1619 16851
Quimica Macromolecular, polimeros 17 754 715 722 928 B57 763 732 634
Quimica de alimentos 12 343 319 33 J07 735 546 838 758
Quimica Quimica de materiais basicos 19 829 o924 899 1552 1542 1273 1376 1x27
Materizis, Metalurziz 20 454 509 454 TI0 738 718 47 654
Tecnologia de superficies, revestimentos 21 267 345 307 454 480 438 380 384
Tecnologia de microestruturas, nanotecnologia 22 1 2 2 13 7 14 5 1
Engenharia guimica 23 515 520 530 b= 8393 7B 699 &07
Tecnologias de Meio Ambiente 24 223 216 205 454 419 383 Er = 320
Manejo 25 895 776 708 939 927 919 850 6638
Maquinas femramentas 26 200 399 344 703 679 556 502 378
Motores, Bombas, Turbinas 27 479 544 447 965 1054 982 &30 436
Engenharia Maguinas Téxteis e de papel 28 485 4R6 415 491 482 413 415 368
mecanica Dutras maguinas especiais s 739 745 756 1305 1279 1280 1122 1115
Processos Térmicos e aparatos 30 199 331 155 365 332 275 230 190
Elementos mec3nicos 21 653 666 617 a03 906 TE5 = 581
Transporte 32 S0 ‘906 242 1531 1656 1424 1230 914
Mowveis, josos 33 374 335 411 478 483 415 371 293
Outros setores  Jwtros bens de consumo 34 425 433 374 621 583 535 419 411
Enzenharia Ciwil 35 617 665 647 1353 1362 1262 1189 770
N 290 449 434 1172 1243 1672 1672 3399
Total 17444 17907 165685 202341 20217 28009 25658 24857

Legenda: (1) Os dep6sitos de patentes foram tabelados considerando o campo tecnolégico correspondente ao primeiro simbolo de classificagdo dos pedidos ja publicados na data da
extracdo dos dados. N.A.: Nao avaliados por ndo possuirem classificagdo ou campo tecnoldgico correspondente.
Fonte: Adaptado de INPI, (2020).
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Tabela 14: ConcessOes de Patentes do Tipo Patente de Invencdo pelo Campo Tecnoldgico correspondente a 1a. Classe IPC.

. Ano
Setor frea CmMPY 5000 | 2001 | .. | 201a | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Aparatos eletrdnicos, Engenharia eletronica e Energia eléric 1 308 158 52 102 180 211 339
Teomologia Audiovisusal 2 86 a4 32 &2 23 T4 120
Telecomunicacbes 3 107 34 &3 106 149 138 197
Engenharia Elétrica @ Comunicacdo Digital 4 3 b} 31 57 a2 173 166
Eletronica Processos basicos de comunicacSo 5 23 7 9 1= 9 10 15
Informatica & 47 25 3 52 75 128 178
Meétodos de Tecnologia da Informag3o para gestdo 7 1] 1] 1] 1] 1] 5 1
Semicondutores 2 2 3 2 4 12 12 23
Otica 9 78 21 18 26 25 &2 144
Medidas 10 96 28 &7 &2 100 299 361
Instrumentos Anzlize de materiais Bioldgicos 11 4 8 5 il 35 26 51
Controle 12 48 18 15 28 36 56 -
Tecnologia Médica 13 183 232 138 182 189 183 a4l
Quimica Organica fina 14 526 138 252 345 539 637 o902
Biotecnolosia 15 102 26 96 13z 185 226 348
Produtos Farmacéuticos 16 52 16 &7 11z 143 128 279
Quimica Macromaolecular, polimeros 17 392 181 108 80 136 164 347
Quimica de alimentos 18 a4z 14 128 146 137 175 320
Quimica Quimica de materiais basicos 19 485 235 307 333 484 544 758
Matenais, Metalurgiz 20 447 175 207 1971 198 307 484
Tecnologia de superficies, revestimentos 21 172 a5 &2 75 28 e 175
Tecnologia de microestruturas, nanotecnologia 22 4] 4] 1 1 2 4] 4
Engenharia quimica 23 261 154 128 145 183 236 435
Tecnologias de Meio Ambiente 4 113 76 37 45 59 57 129
Manejo 25 393 221 | 24 92 137 496
Maguinas ferramentas 26 287 104 a3 a7 4z 102 192
Maotores, Bombas, Turbinas 27 162 122 a5 39 32 61 209
. . Maguinas Téxteis e de papel 28 31s 183 96 127 161 131 248
Engenharia mecanica P .
Outras maquinas especiais 29 289 168 183 175 223 302 670
Processos Térmicos e apaatos 30 142 20 23 34 1 =10} 94
Elementos mecanicos 31 363 184 T8 105 117 110 339
Transporte 32 294 206 ] 102 99 137 386
Maoweis, jogos 23 a3 70 20 35 36 70 7B
Ouiros setores Outros bens de consumo 34 96 130 35 a9 = 131 156
Engenhariz Civil 35 162 114 110 173 210 260 547
N.al! 122 3 a3 73 24 17 3
Tot=l 6268 3298 2751 3411 4195 S50 9968

Legenda: (1) As concessdes de patentes foram tabeladas considerando o campo tecnoldgico correspondente ao primeiro simbolo de classificagdo dos pedidos.
N.A.: Néo avaliados por ndo possuirem campo tecnoldgico correspondente ao simbolo de classificagéo
Fonte: Adaptado de INPI, (2020).
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Nas Tabelas 15 e 16 estdo representados, respectivamente, os Depositos e as Concessdes de MU
correspondentes a 12 Classe da IPC. Elas apresentaram, respectivamente, um decréscimo de 22,36% nos
depositos e um aumento de 157,75% nas concessdes de modelo de utilidade no periodo de 2000 a 2018.

Nos Ultimos trés anos é possivel observar, na Tabela 15 a presenca de um padrdo de Moveis, Jogos,
Engenharia Civil, Outras Maquinas Especiais, Manejo e Outros Bens de Consumo como as maiores responsaveis
por depdsitos de patentes de MU. No ano de 2018, tais tecnologias representaram 27,25% do total desses
pedidos.

Pela Tabela 16, verifica-se que no ano de 2018 as tecnologias de PI com maior nimero de concessdes
foram: Outras maquinas especiais, Engenharia Civil, Moveis, jogos, Manejo, Tecnologia Médica e Transporte,
representando um percentual de 60,84%. Aponta-se ainda para o aumento de 39,34% de concessdes em relacdo a
2017, com destaque para a informacdo da menor complexidade na concessdo para MU quando comparada a Pl
(INPI, 2020).

3.2 Anélise dos dados da WIPO

Os dados estatisticos de patentes foram extraidos do banco de dados de estatisticas da OMPI
(Organizacdo Mundial de Propriedade Intelectual). Dentro do banco de dados da WIPO hé diversas informaces
na forma de indicadores que mensuram a quantidade de patentes registradas, patentes em vigor, por area da
tecnologia e muitos outros tipos de indicadores, de acordo com os escritérios de todo mundo, podendo selecionar
0 periodo desejado desde 1980 a 2018. Dentro do centro de dados ha as categorias: indicadores-chave, patentes,
marca, design industrial, modelo utilitario, indicagBes geograficas, PCT, Madrid, Haia e pesquisas salvas. Para o
presente trabalho foram analisados os resultados do indicador-chave “Modelo de utilidade - Aplicacdes para 0s
10 maiores escritorios”. Tal indicador apresenta dados dos 10 maiores escritérios do mundo do periodo e 2004 a
2018.

A Tabela 17 apresenta 0 nimero de patentes aplicadas nos escritérios do Brasil, China, Alemanha,
Japdo, Republica da Coreia, Russia, Espanha, Tailandia, Turquia e Ucrania entre os anos de 2004 a 2018. Com
base na Tabela 17 o Brasil esté entre os 10 maiores escritérios de aplicacdes de MU. Entretanto, a China é o que

mais possui aplicacBes durante o periodo de 2004 a 2018.
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Tabela 15: Depésitos de Patentes do Tipo Modelo de Utilidade pelo Campo Tecnolégico correspondente a 12, Classe IPC.

. Ano
Setor Area ampo 5500 | 2000 | ... | 201a | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Aparatos eletronicos, Engenharia eletronica e Energia elétrica 1 147 157 76 ==} o5 26 =]
Tecnologia Audiovisual 2 1=20 101 35 19 24 25 16
Telecomunicacies 3 41 45 7 15 13 12 B
Engenharia Eletrica e Comunicacdo Digital 4 1 5 3 3 5 3 4
Eletrdnica Processos basicos de comunicacdo 5 ES ES 1 o 2 1 2
Informatica & 32 16 Fi 5 11 15 2
Metodos de Tecnologia da Informag 30 para gestdo 7 2 o 4 7 g 2 2
Semicondutores 2 2 ) 1 0 El o 1
Otica 9 23 22 Fi 12 19 24 2
Medidas 10 51 66 22 29 32 34 16
Instrumentos Analise de materiais Biologicos 11 3 1 o 3 o o 1
Controle 12 T4 57 42 43 36 42 24
Tecnologia Médica 13 148 161 109 141 162 156 101
Quimica $'rganica Fina 14 o] o] 2 1 1 2 o
Biotecnologia 15 1 8] 1 0 2 3 o
Produtos Farmacéuticos 1E 2 2 2 1 4 2 1
Quimica Macromolecular, polimems 17 1 2 o o 1 o o
Quimica de alimentos 18 12 16 8 12 15 20 12
Quimica Quimica de materais basicos 19 11 10 4 & ' 1= 7
Materizis, Metalurgia 20 & & 6 2 3 12 3
Tecnokeia de superficies, revestimentos 21 B 17 11 11 10 14 3
Tecnologia de microestruturas, nanotecnologia 22 8] 8] 0 0 4] 1] o
Engenharia quimica 3 439 72 50 =2 50 43 36
Tecnolesias de Meio Ambiente 24 43 45 32 35 34 45 26
Manejo 25 350 358 200 171 233 186 133
Maguinas femramentas 26 100 a8 70 49 =] 48 34
Motores, Bombas, Turbinas 27 32 66 26 35 36 32 19
Engenharia Maguinas Texteis e de papel 28 53 59 14 15 7 19 9
mecanica Dutras maguinas especisis 29 235 260 217 215 255 258 141
Processos Térmicos e aparstos 30 52 125 4ah 55 35 51 17
Elementos mecanicos 31 121 141 73 57 &3 &5 34
Transporte 32 290 277 178 181 177 162 100
Moweis, jozos EE =12 E23 257 282 307 284 167
Outms setores Outros bens de consumo 34 99 376 128 160 202 167 106
Engenharia Civil 35 363 332 260 269 267 263 158
MA a5 134 214 748 720 229 1338
Total 3332 3558 7343 2719 2937 2918 2587

Legenda: (1) Os depositos de patentes foram tabelados considerando o campo tecnoldgico correspondente ao primeiro simbolo de classificacdo dos pedidos ja publicados na
data da extracdo dos dados. N.A.: Néo avaliados por ndo possuirem classificagcdo ou campo tecnoldgico correspondente.
Fonte: Adaptado de INPI, (2020).
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Tabela 16: Concessdes de Patentes do Tipo Modelo de Utilidade pelo Campo Tecnolégico correspondente a 1a. Classe IPC.

Setor Area ICam Ano
2000 [ 20mm | .. [ 2ma | 2ms | 2m6 | 2017 | 2018 |
Aparatos eletronicos, Engenharia eletronica e Energia elétrica 1 37 32 . az 3z 45 61
Tecnologia Audiovisual 2 15 & 10 & = 14 &
Telecomunicactes 3 G 2 4 4 2 ' 5
Engenharia Elatrica Comunicacdo Digital 4 1] a [+ o o] 1 o]
2 Elatronica Processos basicos de comunicac3o s 1] a [+ o o] o o]
Informatica B 0 1 2 5 3 1 4
Métndos de Tecnologia da Informag 3o para gestdo 7 o o o o 1 o 1
Semicondutores 2 0 o o] ) 1] 1 )
Otica 9 7 1 1 1 1] 4 &
Medidas 10 9 1 11 a8 12 11 18
Instrumentos Analise de materiais Biologicos 11 1 1] 1 8] 1 8] 2
Comtrole 12 & 2 4 4 2 12 15
Tecnologia Médica 13 15 21 19 32 35 &0 a7
Quimica Organica Fina 14 1] o o o o 1 o
Biotecnolosia 15 0 o 4] 0 1 1 1
Produtos Fammacéuticos 16 0 4] 4] 8] 1] 1 1
Quimica Macromolecular, polimems 17 1] a [+ o o] o o]
Quimica de alimentos 12 1 1 3 2 1 2 1
Quimica Quimica de materiais basicos 19 1 1 o 2 1 1 3
Materizis, Metzlurgia 20 0 o 4] 1 2 5 4
Tecnologia de superficies, revestimentos 21 1 2 4] 2 = 4 b=
Tecnologia de microestruturas, nanotecnolosia 22 0 4] 1] 4] 1] 4] 4]
Engenharia quimica 23 & 11 10 2 16 28 45
Tecnologias de Meio Ambiente 4 3 2 & B 14 13 23
Manejo 25 100 57 40 = Bl 90 101
Maguinas fermmentas 26 16 11 18 17 a2 17 37
Motores, Bombas, Turbinas L 14 5 7 B 1z 13 11
Engenharia Maguinas T éxteis e de papel 28 3 4 2 5 8 8 14
mecanica Jutras magquinas especiais x 12 26 21 232 B5 &7 129
Processos Temicos e aparatos 30 9 13 10 22 19 15 32
Elementos mecanicos Eal 28 26 4 az 20 a4z 52
Transporrte 32 a0 27 21 9 35 23 a7
Moweis, jogos 33 30 29 35 51 55 30 121
Cutros setores  Outros bens de consumo 34 23 18 15 15 41 69 72
Engenharia Civil 35 37 26 55 &7 85 83 123
MA 0 1 1 1 4] 1 7
Totsl 426 326 366 479 554 788 1098

Legenda: (1) As concessdes de patentes foram tabeladas considerando o campo tecnolégico correspondente ao primeiro simbolo de classificacéo dos pedidos.
N.A.: Ndo avaliados por ndo possuirem campo tecnolégico correspondente ao simbolo de classificagao
Fonte: Adaptado de INPI, (2020). .
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| DOpi.

1 Modedo utilitane
7 Mode utiitano
3 Modelo utilitanc
4 Modeda utilitano

Modeto utilitanc

v

5 Modek utiitano

7 Modelo utilitano

& Modeda utilitafio

9  Modelo utiitano

10 Modedo utilitario

Fonte: WIPO (2020).

Escritorio

Brasit

China

Alemanha

Japda

Repuibsca da Corela

Rissia

Espanha

Tallanda

Turquia

Ucrania

Tabela 17: Modelo de utilidade - Aplicacdes para os 10 maiores escritorios.

\Origem| 2004 | 2005

Total

Total

Total

Total

Totad

Total

Totad

Totat

Total

Totat

3695

112825

20286

7988

37753

2904

1454

3230

139566

20418

1387

37175

9473

2855

1852

2006 | 2007
3182 3038
161366 181324
19768 18083
10965 10315
32908 21084
95099 10075
2824 2666
2062 14356
30M

171

2008 2009 2010

3382

225586

17067

9452

17405

10995

2632

1515

2992

33718

310771

17306

17144

11583

2560

24

2011

2889 3080
400836 585467
17005 18024
8679 7984
13661 11854
12262 13241
2640 2588
1328 1342
3033 3280
10885 10431

2012

2867

740260

15497

8112

12424

14068

2539

1486

a7e8

10217

2013

3032

892362

15470

7622

10068

14358

2648

3553

1081

2014

2734

568511

14741

9184

13952

2712

17485

3569

2015

2718

127577

14274

8N

11906

2354

2164

3583

8518

2016 2017
2936 298

1475977 1687593
14030 13301
5480 8105
7767 6611
1112 10643
2439 2485
2571 2517
3534 3320
4584 9108

2018

2587

2072311

12307

6232

ar47

2T

2770

8120
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Além disso, observa-se que nos escritorios do Brasil, Alemanha e Japdo ocorreu um decréscimo dos ndmeros de
aplicagBes. E os escritdrios da Republica da Coreia, Russia e Turquia aumentaram as aplicagdes por um periodo, porém
finalizou o ano de 2018 com resultado menor que no ano de 2004. Ja os escritérios da Tailandia e da Ucrania cresceram de
2004 a 2018 as aplicacdes de MU feitas. Foi possivel perceber ainda, com a analise dos dados da Tabela 17, que nos anos de
2004 a 2006 néo foi computado nenhum dado de aplicagdo no escritério da Turquia e em 2006 no escritdrio da Ucrania.

Referente a Tabela 17 a Alemanha, Republica da Coreia e RuUssia reduziram significativamente a quantidade de
aplicacGes de modelo de utilidade de 2004 até 2018. Sendo assim, € possivel perceber que a China foi o pais com maior
desenvolvimento e crescimento de patentes entre os anos de 2004 a 2018. Além disso, é importante ressaltar que os escritorios
da Tailandia e da Ucrania, apesar de apresentarem menores valores de aplicacdes de patentes, aumentaram suas aplicacBes de
patentes durante 0 mesmo periodo.

Além da representagdo numérica expressa na Tabela 17 o banco de dados da WIPO apresenta outras opgdes de
exibicéo de dados. Para melhor visualizagdo e entendimento dos dados escolheu-se o gréafico tipo pizza para expressar 0s dados
em porcentagem. O grafico da Figura 2 apresenta os resultados das aplica¢cdes de MU feitas nos 10 maiores escritorios entre 0s
anos de 2004 a 2018.

Figura 2: Representacdo grafica da porcentagem de aplicacdes feitas por escritorio nos anos de 2004 a 2018.

@ Brasil

@® China

@ Alemanha

@ Japio

@ Republica da Coreia
® Rassia

@ Espanha

@ Tailandia

@ Turquia

@® Ucrania

Fonte: WIPO (2020).

Segundo a Figura 2 houve um crescimento significativo do nimero de patentes aplicadas no escritorio da China no
periodo de 2004 a 2018, representando 91,1% em comparacdo aos demais paises. Em contrapartida, os demais paises tiveram
resultados variados de um ano para outro. Para as aplicaces de patentes, o Brasil também esté entre os 20 maiores escritorios

do mundo. Conforme a Figura 3, a China também foi o escritorio que teve mais destaque em comparagdo aos outros paises.
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Figura 3: Representacéo grafica da porcentagem das aplicaces feitas por escritorio nos anos de 2004 a 2018.

@ Australia @ Cingapura

@ Brasil @ Tailéndia

@ Canada @ Reino Unido

@ China @ Estados Unidos da América

@ China, Hong Kong SAR
@ Escritério Europeu de Patentes
@ Franca

@® Alemanha

@ india

@ Indonésia

® Ir3 (Republica Islamica de)
@ Italia

® Japéo

@ México

® Republica da Coreia

@ Russia

Fonte: WIPO (2020).

4. Consideracgdes Finais

O presente estudo buscou apresentar a evolucdo dos depoésitos de patentes no periodo de 2000 a 2018, a fim de
demonstrar o cendrio quantitativo dos requerimentos e concessdes de PI, MU e CA no Brasil, por meio do levantamento dos
dados obtidos nas bases do INPI e WIPO. Na analise comparativa dos dados evidenciou-se a predominancia dos depdsitos das
patentes por ndo residentes, revelando a importancia dos investimentos das multinacionais no pais. Em relacdo aos
depositantes residentes, 0s maiores responsaveis sdo as Universidades e as Institui¢des Pablicas. Ainda, foi possivel observar
que, na combinagdo por tipo e natureza juridica, as pessoas juridicas vém apresentando uma maior participacdo nas patentes de
invencdo, enquanto, para os MU e CA as pessoas fisicas ainda exercem predominio. Em relagdo as vias de entrada, pode-se
verificar a variagdo de acordo com o tipo, sendo os depositos de Pl mais requeridos por entrada via PCT, e os MU diretamente
no INPI. No campo tecnoldgico, denota-se que a Quimica Organica Fina, Produtos Farmacéuticos, Tecnologia Médica,
Quimica de Materiais Basicos e Tecnologia destacam-se a frente nos depdsitos das Pl. Para os MU, sobressaem-se Moveis,
Jogos, Engenharia Civil, Outras Maquinas Especiais, Manejo e Outros Bens de Consumo como maiores responsaveis. Com
relacdo as aplicagcBes de MU nos 10 maiores escritdrios do mundo e as aplicaces de patentes dos 20 maiores escritorios no
periodo de 2004 a 2018, verificou-se que o Brasil estd inserido nesse grupo, no entanto, a China é o pais que mais vem
apontando o desenvolvimento e crescimento de patentes no periodo. Conclui-se que o Brasil tem relevancia significativa na
area de Propriedade Industrial. Apesar dessa importancia percebe-se que o nimero de dep6sito em relacdo ao ndmero de
concessoOes, € bem maior. Segundo o Relatério de Atividade do INPI de 2019, o Plano de Combate ao Backlog, implementado
em 2018, visa diminuir em 80%, até 2021, a quantidade de pedidos com exame requerido e pendentes de decisao.
Espera-se que os indicadores demonstrados na presente pesquisa possam contribuir com estudos adicionais a fim de tracar o
perfil dos depositantes e comportamento dos depositos de patentes no Brasil. Assim, 0s autores sugerem que novas pesquisas
sejam realizadas sobre o tema, com intuito de se verificar os novos indices de patentes depositadas e concedidas no Brasil.
O trabalho atual representa um recorte temporal no intervalo de tempo em que foi possivel obter dados comparéveis entre as
duas bases estudadas (2000-2018). Trabalhos futuros devem englobar atualiza¢des nos dados obtidos neste artigo, assim que

disponibilizados e explorar outras bases de dados.
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